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シアン化金めっき浴によるラフネス構造の形成と撥水化 
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Abstract 
    Water-repellent technology is needed in various fields. In this paper, we studied the relationship between roughness 

structures and water-repellency of obtained gold deposits by changing the electroplating parameters using a cyanide bath. 
As a result, we found that high water-repellency was achieved with plating conditions of high current density, low gold 
concentration, and increasing quantities of electricity passed. In particular, under the current density of 5.0 A/dm2, the gold 
concentration of 2.0 g/dm2, and bath temperature of 70 °C (water-repellent conditions), the contact angle was more than 
150 ° as a super-water-repellency at the quantities of electricity passed over 600 C/dm2. Quantities of electricity passed over 
360 C/dm2 as water-repellent condition, we observed two types of crystals (grained and plate-like), and the plate-like crystals 
grew faster than the grained crystals. The films deposited with the water-repellent conditions showed a specific orientation, 
which was different from the ones deposited with conventional cyanide complex salt baths. 
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1. 緒言

 撥水化技術は，液体の精密秤量，光学機器や電子部品の

結露防止など，様々な場面で必要とされている．撥水性は，

物体表面の化学状態と物理的構造によって決定されるため，

撥水性を高めるには，表面自由エネルギーが小さい物質で

表面を覆うことやフラクタル状のラフネス構造を形成させ

ることが有効であり 1)，撥水性物質をコーティングする方

法，レーザー等によりラフネス構造を形成する方法など，

様々な撥水化技術が研究されている 2)～4)．  

めっきを利用した撥水化技術には，粒径 1 µm 以下のフッ

素樹脂の微粒子をめっき浴に添加したポリテトラフルオロ

エチレン (PTFE) 分散めっきが知られている 5)．様々な分

野で一般的に広く利用されている PTFE 分散無電解ニッケ

ルめっきは，撥水性がそれほど高くない (接触角 105～

115 °程度) こと，最表面に絶縁体の PTFE 微粒子が存在す

ること，その微粒子が表面から脱落しうること等を要因に
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